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(57) Abstract: The invention relates to a method for the deposition of at least one layer on at least one substrate in a process 
chamber, whereby the layer comprises at least one component. The at least one first metal component is vaporised in a particularly 
conditioned carrier gas by means of a non-continaous injection of a starting material in the form of a liquid or dissolved in a liquid 
and at least one second component as chemically-reactive starting material. The starting materials are alternately introduced into the 
process chamber and the second starting material is a chemically-reactive gas or a chemically-reactive liquid. 

(57) Zusamraenfassung: Die Erfmdung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden mindestens einer Schicht auf mindestens einem 
Substrat in einer Prozesskammer, wobei die Schicht aus mindestens einer Komponente besteht, wobei die zumindest eine erste 
metallische Komponente unter Verwendung einer nicht kontinuierlichen Injektion eines flilssigen odereines in einer Fliissigkeit ge- 
losten ersten AusgangsstoEfes in ein insbesondere temperiertes Tragergas verdampft wird und mindestens eine zweite Komponente 
als chemisch reaktiver Ausgangsstoff zugefiihrt wird. Wesentlich ist, dass die Ausgangsstoffe abwechselnd in die Prozesskammer 
eingebracht werden, so dass der zweite Ausgangsstoff ein chemisch reaklives Gas oder eine chemisch reaktive Fliissigkeit ist. 
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